（財）レーザー技術総合研究所　行

FAX  06-6443-6313
「高耐力光学素子研究会」参加申込書

■申込者

	ふりがな
	

	氏　　名
	

	会社名
	どちらかにレ点をして下さい。　○賛助会社　　○非賛助会社



	所属／役職
	

	会社住所
	〒

	連絡先TEL
	

	　　　   FAX
	

	　　　   E-mail
	


· 第8回光学素子レーザー損傷閾値データベース化

　　　仕様：248nm 用反射防止膜（R＜0.5、AOI=0°）
　　　　　○参加する　（個数：　　個）　　有料を了承する

　　　　　○参加しない

· 試料の返送

　　　　　○希望する　　　　○希望しない

　　　　　返送先が上記住所と異なる場合：

　　　　　　〒

■研究会及びデータベース化試験への希望、要望がありましたらご記入下さい。

